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TAMPONLAYICI DEMIR OKSIT
NANOPARTIKULLER

Teknik Alan

Bulus, az miktarda kullanilan atik cay posasinin demir silfat ¢ozeltisine ilave edilmesi
ile gevre dostu, ucuz, kolay bir ydontem ile tamponlayici nanopartikiller tGretilmesine
iliskindir.

Ozet

Sanayi devriminin ile endUstriyel aktivitelerin artmasi sonucu endustri tipine bagl
olarak yer alti ve yiuzeysel sularimiz gesitli agir metaller kirliliklerine maruz kalmistir.
Agir metaller temelde fiziksel, kimyasal ve biyolojik ydntemler ile giderilebilmektedir.
Agir metallerin giderilmesi icin adsorbsiyon, iyon degistirme, kimyasal ¢oktlrme,
membran  filtrasyon,  elektrokimyasal, fotokataliz, solvent  ekstraksiyonu,
nanokompozitler gibi prosesler kullaniimaktadir.

Adsorpsiyon proseslerinde yiksek ylzey alani gibi 6zellikler dikkate alinarak adsorbent
secimi yapilmakta olup bunlar fazla miktarlarda pahali olmaktadir. Bu ylzden son
yillarda alternatif ve ¢evre dostu adsorbentler tercih edilmektedir. Nanomalzemelerin
yuksek yizey alani, serbest ylzey enerijileri, kiicik boyuta sahip olmalari ve aktif
atomikleri sayesinde kullanimi hizla artmakta olup, hacim oranina bagl yiksek yizey
alanina sahip olmalari ayrica sorpsiyon kapasitesini artirmaktadir.

Oda sicakliginda karistirma ile cekirdek etrafina bitkide bulunan kaplayici ve stabilize
edici ajanlarla gevrilerek kararli nanopartikil olusumu gerceklesmektedir . Demirin
indirgenmesi sodyum borhidrir, hidrazin ve solventler gibi ¢esitli toksik kimyasallarla
mimkinddr. Bulusun amaci demirin indirgenmesi icin atik cay bitki ekstrakti icerisinde
bulunan bitki ©6zinde mevcut kimyasallarin indirgeyici ve kaplayici olarak
kullanilmasidir. Busekilde c¢evre dostu ve daha az zararli adsorbent Uretimi
hedeflenmistir.
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Avantajlar
¢ Cevre Dostu
¢ Ucuz

*  Uretimi kolay

Kullanim Alani
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